MASK

ESPANOL
CARAC
Eficamncin de Mltracion de High
Pusme nassl integrado
Banduas slasticas sin I4tex
Musy cimada y ligera no lavable
Porcentas composicion

52% tsla no tejida polipropilenc
26 6% ajico Malthiown

21 5% slgodon de alre callente

Madidas . 210 x BOmm (+0 5mm)

FRANGAIS

TERISTICA

CARACTERISTIQUE
Haute afficacité de filtration
Pant nasasl intégré

andes dlastiquas aans |atex

Trés confortable et 16ger non lavable

Pourcantage de composition
52% polypropyléne non-tissd
26.5% tssu Melthiown
71.5% coton alr chaud

Mesuras 210 ¥ BOmm (1 0.5 mm)
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FFP2 NR

ITALIAN

G InR/‘ ITERISTICA

Alts afficienze di fitrazions

Porta nasala integrato

Fasco elastiche senzy lattice

Mollo comado o leggaro non lavabile
Parcentuale di composizione

62% tassulo non lessuto polipropilens
20,5% tassuto meltblown

21,6% cotone ad aria calda

Misure: 210 x BOmm (1 0,5 mm)

DEUTSCHE
CHARAKTERISTISCH:
Hohe I litrationseffizienz

Intagriarte Nasenbrucke
GummibAnder ohne Latex

Hehi baquem und leloht nicht waschbar
Zusammensetzungsprozentsatz:
H52% Viies Polypropylen

26 6% geschmalzaner Stoff

21,6% Hailuftbaumwolle

Mafle 210 x 80mm (¢ 0,5 mm)

Manufacturer: Guangzhou Shurka Technology Co. Ltd

Adress: No, 14, Jinshi Street , Shiling Town Huadu District ,Guangzhou

PORTUGUES
CARACTERISTICAS:
Alta eficibnois de filtragho

Ponta nasal integrada

Faixns olasticas sem létax

Muto confortbvel o leve nio lavivel
Porcantual de composigio

62% Tecido no tecido polipropilenc
26,6% Tecido fundido

21,6% Algodio com ar quents
Madigbes: 210 x BOmm (£ 0,5 mm)

ENGLISH
CHARACTERISTIC

High Filtration Efficiency

Intagrated nose bridge

Latex-free alastic bands

Very comfortable and light not washable
Composition percentage

52% polypropylene non-woven fabric
26 6% Meitblown fabric

21.6% hot air cotton

Measuroments: 210 x B0mm (x 0.Smm)

Mvt lmommona! S.RL. Vat: 13589961005
Via Muracelo Di Rischiaro ,09 00155 Roma italia

o ©

Made in P.R.C.

Este producio Modeio MVT-DOBLE Clasificacién FFP2 NR conforme a Reglamento (UE) 2016/425 .cumpla los requisitot
esencisles de salud y seguridad establecidos sobre los equipos de proteccion individual .Segun normas armonizadas
EN1492001 « A1 2009 Dispositivos de proteccion respiratoria Medias mascaras filtrantes de proteccion contra particulas.
Requisitos .ensayos marcado

ADVERTENCIAS

Sigs las instrucciones de uso y los pictogramas de colocacién de la mascarilla. Deje de usar este producto si
presenta algan tipo de defecto o dafo. Se recomeinda su uso sobre la piel desnuda.La barba pueden reducir la
sficiencia de filtracion por debajo de los limites establecidos

Eslas mascariilas no aportan oxigeno No usar durante actividades fisicas intensas ,No use la mascarilla en entornos con
nivel de oxigeno limitado ni con aito nivel de polucion o gases peligrosos

Almacenar en lugar fresco y seco Mantener alejado de la luz solar directa ,Guardar en un espacio interior bien ventilado,
con humedada inferiro al B0% y sin gases corrosivos. Mascarilla desechable .no lavar el producto .Desechar el producto
si dos aflos despues de |3 fecha de fabricacion no se ha utilizade

IMPORTANTE

Los equipos NR es No Reutilizable , no deben usarse en mas de un turno de trabajo. Uso no medico .No esteriles . Evite
tocar la mascarnila durante su uso. Sustituya la mascariila si se moja o0 acumula mas de 8 horas de uso .Para quitarse la
mascarilla tire desde las bandas eldsticas de sujetacion sin tocar la superficie de la mascarilla.

Una vez quitada |la mascarilla lavase las manos

LOTE MVT20211201 FECHA DE PRODUCCION :2021-12-01 VALIDO HASTA :2023-12-01

ORGANISMO NOTIFICADO CERTIFICADOR

CERTIFICADO MODULO B: 0370-6026-PPE/B

CERTIFICADO MODULO C2:0370-8097-PPE/C2

TEST REPORT.PTC21081302604C-ENO1

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER 8 A (APPLUS) NOTIFICADO ORGANISMO No. :0370

DIRECCION DE ORGANISMO :CAMPUS UAB-RONDA DE LA FONT DEL CARMEN S/N 08193 BELLATERRA BARCELON
WWW APPLUSLABORATORIES COM
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